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(54) THIẾT BỊ TRỐNG SÀNG KIM LOẠI ĐỤC LỖ
(57)  Sáng chế đề cập đến thiết bị trống sàng kim loại đục lỗ (100) bao gồm: phần thân hình 
trụ (10) có trục trung tâm (10A) được bố trí về cơ bản theo hướng ngang và mặt tường 
được làm từ kim loại đục lỗ; tấm chặn thứ nhất được tạo cấu hình để chặn một đầu của 
phần thân (10); ống dẫn chất lỏng cần xử lý (11) cung cấp chất lỏng cần xử lý thông qua 
tấm chặn thứ nhất (20B); phần cung cấp (17) nối với ống dẫn chất lỏng cần xử lý (11); tấm 
chặn thứ hai (20A) chặn đầu kia của phần thân (10), các thành phần hỗ trợ (12a, 12b) có 
thể hỗ trợ quay phần thân (10) xung quanh trục trung tâm (10A), và thành phần truyền 
động (13) quay phần thân (10). Phần cung cấp (17) hướng dòng chất lỏng cần xử lý ra 
ngoài theo hướng xuyên tâm của phần thân và phân tán chất lỏng cần xử lý, và nhỏ chất 
lỏng cần xử lý lên mặt tường bao gồm ít nhất là vùng lân cận của tấm chặn thứ nhất (20B).
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